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Przedmiotem wynalazku jest ulepszenie plazmo-
tronu lukowego wedlug patentu Nr 49407.

Obecnie produkowane plazmotrony, generatory
plazmy, sg przystosowane do $ci§le okreslonych za-
stosowan technologicznych jak np.: ciecie metali
kolorowych i stali stopowych, napylanie warstw
ochronnych z materialéw trudno topliwych, topie-
nie materialéw o wysokiej temperaturze topnienia
itd.

Rozroéznia sie ogdlnie cztery zasadnicze grupy plaz-
motronéw, generatoréw plazmowych, w zaleznoS$ci
od sposobu doprowadzania gazu roboczego oraz ro-
dzaju konfiguracji zastosowanego luku, a miano-
wicie: a) luk wewnetrzny, przeplyw osiowy; b) tuk
-zewnetrzny, przeplyw osiowy; c) luk wewnetrzny,
przeplyw wirowy; d) luk zewnetrzny, przeplyw wi-
rowy.

Obecnie, plazmotrony pracujace wedlug jednej
z podanych powyzej zasad wymagaja specjalnej
“konstrukeji, ktéra na ogdl nie moze byé wykorzysta-
na przy zmianie jednej zasady na inng. Szczegélnie
-dotyczy to zmiany sposobu doprowadzania gazu ro-
boczego, przeplyw osiowy lub wirowy, oraz zmiany
gazu roboczego np.: argonu na azot, wodor lub hel,
»czy argonu na mieszanke argon-azot, argon-wodor
lub azot-wodér. -

Dysze plazmotronéw konstruowanych i wykony-
wanych obecnie, zwlaszcza dla duzych $rednic ka-
‘naléw przeplywowych i duzych mocy, rzedu 100
‘1 wiecej kW, posiadajg odpowiednie uzebrowania
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cze$ci chlodzonych wodg. Zwykle sg to zebra po-
dluzne lub poprzeczne w stosunku do osi dyszy.
Zebra usytuowane podiluznie dajg stosunkowo nie-
wielkg powierzchnie odbioru ciepla. Natomiast w
przypadku poprzecznego usytuowania zeber oraz
przy znacznych dlugo$ciach dysz wymagane jest do-
datkowe doprowadzenie bgdZz odprowadzenie wody
chlodzacej oddzielnym przewodem zewnegtrznym co
jest bardzo klopotliwe dla operatora zwlaszcza przy
napylaniu przy pomocy plazmotronu recznego.

Celem wynalazku jest zbudowanie plazmotronu
bez powyzszych wad. Cel ten zostal osiggniety przez
wykonanie plazmotronu zaopatrzonego w wymien-
ne wkladki usytuowane w komorze gazowej korpu-
su plazmotronu, przy czym przy jednej wkladce
gaz roboczy doprowadzony jest stycznie do komo-
ry gazowej, tworzac przeplyw wirowy, a przy dru-
giej réownolegle do® osi palnika tworzgc przeplyw
osiowy.

Plazmotron wyposazony w wymienne wkladki
oraz W pier§cien umozliwiajgcy osiowe doprowadze-
nie gazu roboczego — zapewnia prawidlowg eksploa-
tacje dla obu stosowanych konfiguracji luku oraz
wszelkich gazéw roboczych niezaleznie od sposobu
przeplywu tych gazéw przez dysze plazmotronu.
Zastosowanie Srubowego zebra chlodzacego dysze
z przegroda podluzng umozliwia uzyskanie inten-
sywnego chlodzenia dyszy przy pomocy wody do-
prowadzanej i odprowadzanej przez korpus plaz-
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motronu bez jakichkolwiek dodatkowych przewo-
déw zewnetrznych.

Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przy-
kladzie wykonania na rysunku, na ktérym fig. 1
przedstawia plazmotron w przekroju podluznym,
przy czym lewa polowa przekroju przedstawia plaz-
motron o przeplywie osiowym, a prawa o przeply-
wie wirowym, fig. 2 — widok pionowy z przekrojem
miejscowym przez komore gazowa wzdluz linii B—B
zaznaczonej na fig. 3 przy czym lewa cze$¢é prze-
kroju przedstawia styczne doprowadzenie gazu,
a prawa doprowadzenie osiowe, fig. 3 — przekréj
poprzeczny wzdluz linii A—A zaznaczonej na fig. 2,
fig. 4 — dysze gazowg w widoku od czola.

Gaz roboczy doprowadzany jest do plazmotronu
przewodem 1, ktérym doplywa do zamontowanej
na wysokosci zaokraglenia katody 2, gazowej dyszy
3, zakonczonej prostokatna szczeling 3" usytuowang
stycznie do obwodu $ciany wkladki 4, gazowej ko-
mory 5, przy czym dluzszy bok tej szczeliny usytuo-
wany jest w plaszczyZnie prostopadlej do osi komo-
ry gazowej. O$ ta stanowi jednocze$nie o§ plazmo-
tronu. Opisane powyzej doprowadzenie wytwarza
przeplyw wirowy gazu roboczego w dyszy plazmo-
tronu. W przypadku wymaganego przeplywu osio-
wego nalezy wyjaé wkladke 4 i zamontowaé wktad-
ke 6, doprowadzajac tym razem gaz roboczy prze-
wodem 7. Woda chlodzgca doprowadzana jest przez
koncéwke 8 i rurke 9 do wnetrza korpusu katody 2,
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a nastepnie poprzez wyciecie 10 w kofic6wce 8 wply--
wa do kanatu 11 korpusu 12 plazmotronu. Z kanalu

11 woda chlodzgca wplywa do korpusu 13 dyszy 14,
ktéra omywajac S§rubowym kanatem 15 przeplywa

do kanalu 16 korpusu plazmotronu, a nastepnie wy--
dostaje sie z korpusu 12 plazmotronu przez konA--

céwke 17.

Zastrzezenia patentowe

1. Plazmotron lukowy, w ktérego korpusie gléw--

nej dyszy na wysoko$ci zaokrgglenia oprawki ka-
tody zamontowana jest metalowa dysza o prostokgt-
nej szczelinie, ktérej dluzsze boki usytuowane sg

prostopadle do osi przeplywu gazu, wedlug patentu-

Nr 49407, znamienny tym, ze zaopatrzony jest w wy-

mienne wkladki (4) i (6) usytuowane w komorze-

gazowej (5) korpusu (12) oraz w przewody (1) i (D
doprowadzajgce gaz roboczy do dyszy (3).

2. Plazmotron wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze-
osadzona w korpusie (12) dysza (14) posiada $rubo--

we chlodzace zebro (15) z wycieciem (18) i przegro-
da (19).

3. Plazmotron wedlug zastrz. 1 i 2, znamienny
tym, ze dysza (3) zaopatrzona jest w rozbiezny ka-
nal o zewnetrznej krawedzi bardziej stycznej do ze-
wnetrznego obwodu gazowej komory (5) i wewne-

trznej krawedzi bardziej stycznej do obwodu ka--

tody (2).
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Fig. 1
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